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(57) Высокопроизводительная система обращенной магнитной конфигурации (FRC) включает в себя
центральную удерживающую камеру, диверторы, соединенные с концами камеры, инжекторы
пучка нейтральных частиц, позиционированные около камеры, и магнитную систему, содержащую
катушки квазипостоянного тока, аксиально позиционированные вдоль компонентов FRC-системы.
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